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メルクパフォーマンスマテリアルズ株式会社

所在地
153-8605

住所
東京都⽬⿊区下⽬⿊1-8-1 アルコタワー

連絡先

部署名
サーフェスソリューションズ

⼭⼝ 尚暁

Photonics-JP@merckgroup.com
www.patinal.com

主な取扱製品
(事業内容)

真空蒸着材料 Patinal®
単結晶製造⽤⾼純度材料 Optipur®

製品、
企業PR等

メルク社は、真空蒸着材料のリーディングカンパニーとして、⼀般的
な真空蒸着材料(SiO2, TiO2等)の他にもサブスタンスと呼ばれる独⾃
の混合/化合物を扱っております。サブスタンスシリーズは、お客様
の光学薄膜の製造を様々な点からサポートいたします。例えば、容易
な前処理、外観⽋陥の改善、⾼耐久性な膜の製造、膜設計の選択幅増
加など、お客様の⽣産性を⾶躍的に向上させます。
- トップコート：
メルク社は、表⾯上の汚れおよび指紋の付着を軽減するサブスタンス
WR4材料を開発しました。サブスタンスWR4は、スマートフォン、タブ
レット型パソコン以外にも、⾞載カメラ、双眼鏡、デジタルカメラ、
眼鏡、サングラスなどにも使⽤されており、指紋付着防⽌、汚れ付着
防⽌、容易なスクリーン掃除の付加価値をこれらのアプリケーション
に付与することができる、必要不可⽋な材料です。


